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Znane sa sposoby otrzymywania N-
dwu-etyloamidu kwasu pirydyno- g -karbo-
nowego,
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przez dzialanie chlorowodorku dwuetylo-
aminy na chlorobezwodnik lub tez ester
kwasu nikotynowego, oraz przez dzialanie
dwuetyloaminy na bezwodnik kwasu chi-
nolinowego.

Sposéb wedtug niniejszego wynalazku

polega na tem, ze amid kwasu pirydyno-
p -karbonowego (C,H,N-CO-NH,), ktory
tatwo si¢ otrzymuje wedlug ktéregokol-
wiek z powszechnie znanych sposobow, al-
kyluje si¢ w roztworze alkalicznym zapo-
mocg srodkéw alkylujacych np. siarczanu
dwuetylowego, w temperaturze podwyz-
szonej jednak ponizej 75°C.

Przyklad. Do roztworu wodnego 12,2
czesci amidu kwasu pirydyno- @ -karbono-
wego wlewa sie 20,8 czesci siarczanu dwu-
etylowego i przy energicznem mieszaniu w
temperaturze okoto 65°—70°C wprowadza
sie stopniowo 60 czesci 20% -wego roztwo-
ru tugu potasowego w ciagu 2-ch godzin.

Reakcja przebiega wedlug wzoru

F M



- CHN — CO — NHy + 2 SO,
AN

/
= C5H4N — CO — N (CQH(,)Q + 2802
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Reakcja jest zakoniczona z chwila wy-
dzielenia sig oleistej warstwy N-dwuetylo-
amidu kwasu pirydyno- 3 -karbonowego,
ktéry w znany sposoéb oddziela si¢ i oczy-
szcza nastepnie przez destylacje pod
zmniejszonem cisnieniem. Wydajnos¢ ekolo
80% ilosci teoretyczne;j.

Zastrzezenie patentowe.
Sposéb  otrzymywania N-dwu-etylo-

amidu kwasu pirydyno- B -karbonowego,
znamienny tem, ze amid kwasu pirydyno-

0 — C,H;
+ 2KHO =
0 — CH,

0 — Caf,
+ 2H,0
OK

B -karbonowego alkyluje sie zapomoca
srodkéw alkylujacych, np. siarczanu dwu-
etylowego, w roztworze alkalicznym w
temperaturze podwyZszonej jednak poni-
zej 75"C, najkorzystniej w temperaturze
okolo 65"—70°C.
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